
S1.1.19-1.1.20 Určete pomocí Gaussova zákona průběhy Intenzity a potenciálu a pole v okolí následujících 
homogenně nabitých objektů: 
a) kulová slupka 
b) koule 
c) válcová plocha a válec 
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S.1.1.18 Určete potenciál pole nabité kulové vrstvy o vnějším poloměru R1 a vnitřním R2 integrací.
Hustota náboje je konstantní .
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S.1.1.18 Určete potenciál pole nabité kulové vrstvy o vnějším poloměru R2 a vnitřním R1 integrací.
Hustota náboje je konstantní .

dr
𝑟 𝑑𝜗

𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜗 𝑑𝜑

𝑑𝑉 = 𝑟ଶ𝑠𝑖𝑛𝜗 𝑑𝑟 𝑑𝜑 𝑑𝜗

R2

R1

𝜚







1.1.22. Dva dlouhé tenké vodiče, vložené rovnoběžně ve vzdálenosti d od sebe jsou nabity s lineární hustotou +λ 
a -λ (λ=konst.). Určete intenzitu pole E v bodě, který leží v rovině symetrie ve vzdálenosti x od roviny v níž leží 
vodiče.



S 1.1.14. Určete potenciál elektrostatického pole vzbuzeného bodovým nábojem q nacházejícím se ve 
vzdálenosti a od vodivé rovinné stěny udržované na nulovém potenciálu. Určete dále plošnou hustotu η náboje 
na vodivé stěně, jeho celkovou velikost a sílu F, kterou je náboj přitahován ke stěně. 

DÚ



S 1.1.12. Do homogenního elektrického pole o intenzitě E ≡ (0, 0, E0) je vložen elementární dipól s momentem p majícím též 
směr osy z, p ≡ (0, 0, p0).  
a) Dokažte, že ekvipotenciální plochou s nulovým potenciálem je kulová plocha a určete její poloměr a.

(Kde všude je potenciál nulový?) 
b) Změní se rozložení pole, jestliže do této ekvipotenciální plochy umístíme vodivou plochu nabitou na nulový potenciál? 
c) Jaká by byla hustota náboje na této vodivé ploše? 
d) Jaký by byl celkový dipólový moment P vodivé plochy? 


